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摘要(译)

电外科装置适于通过端口和体腔内使用。该装置包括向远侧末端供应气
体的气体供应源和用于常规供应的阀门，以及用于向远侧末端供应电力
的电源。提供压力释放系统以调节来自体腔内的气体流出，以防止超过
预定压力。通过阀门的气体流入和通过压力释放系统的气体流出可以同
时发生。
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